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Abstract (en)
The method cleans waste gases with toxic substances esp. from CVD and plasma processes. The cleaning is carried out in a combustion chamber
with a burner to generate a combustion gas flame. the flame serves to heat and/or chemically convert the toxic substance. The surfaces of the
chamber and/or surfaces brought into the chamber are covered with a porous layer of silicon. The waste gas with the toxic substance is heated in
the chamber and is guided along the surfaces in question. The porous silicon dioxide layer is cut away by thermal oxidation of silane or another
silicon gas following purification phases in the chamber. The secondary, fluid toxic substance e.g. silicon fluoride, formed from the chemical reaction
of the fluoride toxic substance with the hot silicon dioxide is hydrolysed using absorption and may also be neutralised.

Abstract (de)
Abgase aus CVD- und Plasmaprozessen enthalten unterschiedliche Schadstoffe, insbesondere Fluor - und Silizium-Verbindungen. Sie werden
durch ein mehrstufig wirkendes Verfahren in einer Brennkammer (1) mit Hilfe einer Brenngasflamme (11) thermisch zersetzt, oxidiert oder zur
chemischen Reaktion aktiviert. Fluorhaltige Bestandteile des Abgases werden an, mit Siliziumdioxid bedeckten, erhitzten Oberflachen (14,15,16)
der Brennkammer (1) in flichtige, in einem nachfolgenden ProzeBschritt leicht hydrolisierbare und neutralisierbare Verbindungen chemisch
umgesetzt. Die Abscheidung poréser Siliziumdioxidschichten auf Oberflachen in der Brennkammer (1) erfolgt durch thermische Oxidation von
Silan oder von anderen Siliziumverbindungen sequentiell zu zeitlichen Reinigungsphasen von Abgasen mit fluorhaltigen Abgasen. Das Verfahren
ist besonders fur die Reinigung von Abgasen aus Prozessen geeignet, bei denen fluorhaltige und siliziumhaltige Schadstoffe in natirliche Folge
anfallen. Da bei dem Verfahren in einer einzigen Brennkammer (1) nacheinander mehrere chemische Umwandlungsprozesse zur Wirkung gebracht
werden, erzielt man sehr niedrige Schadstoffgehalte in der Abluft.
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